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 PODNOS 6"
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WAFER SCANNER / OLYMPUS BX60M F5 ON-SEMI

 

 

12.11.2011

STRUKTURA POVRCHU /SURF. FINISH/ ÚPRAVA HRAN /EDGES FINISH/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
/SURFACE PROTECTION/
MATERIÁL /MATERIAL/ POLOTOVAR /SEMIPRODUCT/ DODAVATEL /VENDOR/

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 
/THERMAL TREATMENT/

-0,4 +0,4
ELOXOVAT ČERNĚ 15um

 AlCu4Mg1      

 

Ra

TOLERANCE 
/TOLERNCES/ ISO 8015, mKISO 2768-

#6(8)

M.PÁLENÍČEK

VUT BRNO
ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO 
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